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Patent

ZpUsob vyroby rezistoru pro vykonové aplikace

ZpUsob vyroby tisténého vykonového rezistoru pomoci
odporového inkoustu obsahujiciho Cu a Ni nanocastice, které
jsou natistény na substrat az po tisku elektricky vodivych
motivu.

%

Zpusob vyroby tisténého vykonového rezistoru pomoci
odporového inkoustu obsahujiciho konstantanové
nanocastice s pomérem 45:55 (Ni:Cu), které jsou natistény
na substrat pfed tiskem elektricky vodivych motiv(.
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V souladu s platnou metodikou Ufadu viady CR
je uplatiiovan patent ,Zplsob vyroby rezistoru

pro vykonové aplikace".

Patent vznikl v pfimé souvislosti s feSenim
projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0009855
(EF18_069/0009855) ,Elektrotechnické
technologie s vysokym podilem vestavéné

inteligence”.

Vynalez se tyka zplUsobu vyroby rezistoru ze
slitiny médi a niklu pro vykonové aplikace
kompatibilniho s meédénymi propojovacimi

motivy.

Vynalezeny zplUsob vyroby rezistoru pro
vykonové aplikace vyuziva k vyrobé rezistoru na
keramickém substratu technologii AerosolJet
tisk, €imz souCasné vynalez zjednoduSuje
proces vyroby spojenim vypalovani rezistoru a
vypalovanim elektricky vodivych motivi na
keramickém substratu na pouhé jediné
vypalovani pfi teplotach v rozmezi od 650 °C do

960 °C v jednotné atmosfére.

PATENTOVE NAROKY

1. Zpiisob viroby rezistoru pro vykonové aplikace v rimei kterého, se na keramickém substritu
modulu vikonové clektroniky vytvofi clektricky vodivé motivy a alespoft jedna pasivni
elektronicki soutéstka, vyznatujici se tim, 2 je tvofen postupovymi kroky:

%) na keramicky substrit sc matisknou polotovary elekiricky vedivych motivii pastou &
inkoustem na bézi dispergovanych médénych &astic,

b,

na keramicky substrit sc technologii Acrosollet s inkoustem na bizi dispergovanych
gastic médi a nikly, nebo z konstantanu natiskne alespofi jeden polotovar rezistoru,

e

polotovary se vypli v inerini atmosféfe pfi teploté v rozmezi od 650 °C do 960 °C,
pridemz postupové kroky a) a b} jsou z hlediska pofadi libovolné zaménitelné

2. Zpisob podle ndroku I, vyznadujici se tim, e v rimci postupového kroku a) se pouzije
sitotisk.

3. Zpiisob podle niroku 1 nebo 2, vyznatujici s tim, Ze v rdmci postupového kroku b) obsahuje
inkoust Eastice médi a niklu v poméru od 45 % do 55 % niklu.

4. Zpiisob podle nékterého z nirokil 1 a2 3, vy
b) se pouiji nanoéistice.

jici se tim, Ze v rimci postupového kroku

5. Zpiisob podle nékterého z ndrokii | a 4, vyznatujici se tim, Z¢ presni nomindlni hodnota
odporu rezistoru se po postupovém kroku ¢) nastavi laserovym trimovinim.
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